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Oberflächenbehandlung Werkstoff
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CZ_9708

+0,50 -0,05 Oberfläche

siehe Zeichenfeld EN 573+0,05 -0,50
ISO 1302

Ausg. 2002ISO 13715 EN AW-5083 [Al Mg4,5Mn0,7] H111

nein
Allgemeintoleranz

0,039 kgISO 2768 m

09.04.2018 ZJKAK Gehäuse/MMS UV

P542240 T MSpektrometermodule MMS/MCS/PGS

K54
10099690 09.04.2018 X9KKOEST

1:1 A3

1
224002-2032-000/01 FUM 001 0I 1

ZEISS_EHSM_CDO_TBL01 cad1 cad2 spec

zulässige Werkstoffe und Oberflächen

Alternative 1 (primär):

 Werkstoff EN 573 EN AW-5083 [Al Mg4,5Mn0,7] H111800000001083

 Oberfläche Qualität nach CZN 2203-3CZN 2203-AN 10/10 800000002354
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